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摘要(译)

本实用新型提供一种微压调整支架，包括带有挂钩的上支架和带有底座
的下支架，所述上支架为中空结构套设于下支架上，所述下支架自上而
下均匀开设有若干个通孔，每相邻两个通孔中心之间的距离为0.5-1cm；
所述上支架底端开设有一个与下支架上通孔大小相同的螺纹孔，通过上
支架上下移动调节支架高度，并通过螺栓贯穿螺纹孔和对称的通孔固定
连接上下支架。通过微压调整支架厘米级别的高度调整，实现对内窥镜
手术中冲洗装置的压力精确控制到0.1个大气压，保证手术质量，提高手
术安全性；同时通过微压调整支架厘米级别的高度调整，无需计算，就
能够快速有效的调整冲洗装置的压力，加快手术速度。
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